






















专利名称(译) 阵列基板，其制造方法以及液晶显示装置

公开(公告)号 US20160011458A1 公开(公告)日 2016-01-14

申请号 US14/409841 申请日 2014-04-30

[标]申请(专利权)人(译) 京东方科技集团股份有限公司

申请(专利权)人(译) 京东方科技集团股份有限公司.

当前申请(专利权)人(译) 京东方科技集团股份有限公司.

[标]发明人 XU ZHIQIANG
KIM HEE CHEOL
XU CHAO

发明人 XU, ZHIQIANG
KIM, HEE CHEOL
XU, CHAO

IPC分类号 G02F1/1335 G02F1/1343

CPC分类号 G02F1/133528 G02F2001/134345 G02F1/133514 G02F1/134309 G02F1/1337 G02F1/134336 G02F1
/134363 G02F1/13439 G02F2001/134318 G02F2001/134372

优先权 201310681176.3 2013-12-12 CN

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

本发明公开了一种阵列基板，其制造方法以及液晶显示装置。显示技术
领域本发明涉及显示技术领域，并且其目的是减少显示色差并改善显示
效果。阵列基板包括排列成阵列的多个像素单元。每个像素单元至少包
括第一子像素单元，第二子像素单元和第三子像素单元。子像素单元每
个包括像素电极，公共电极和取向层。每个子像素单元中的像素电极和
公共电极中的至少一个被配置为条形电极。第一子像素单元的条形电极
相对于取向层的取向限定第一角度，第二子像素单元的条形电极相对于
取向层的取向限定第二角度，条形电极第三子像素单元相对于取向层的
取向限定第三角度。第一角度，第二角度和第三角度中的至少两个彼此
不相等。
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